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●  お客さまの目的に合わせて、最適
な純度のメタンを選択できるとと
もに、供給形態として、ガスでは
シリンダーまたはカードル、液体
では超低温液化ガス容器（LGC）
またはタンクローリーから選ぶ
ことができます。純度・使用量に
合わせて最適な荷姿をご提案いた
します。

隣接する東京ガス根岸 LNG 基地から原料の LNG を
受け入れ、原料から生産、輸送まで、万全の体制で
全国のお客さまに供給します。特長

横浜製造センター

東京

埼玉
茨城

千葉

神奈川静岡

製造プロセス

品質

供給拠点

用　途CH4
高純度メタン

あらゆるニーズに対応して、
「高純度メタン」を供給いたします。

●メタン純度の高いＬＮＧを原料にしています。
●ＬＮＧは都市ガスの原料です。東京ガスグループの強みを活かして安定供給しています。
●「低温精密蒸留法」を採用し、不純物を極限まで除去して超高純度に精製します。

高純度メタン

高純度メタンは、産業界を中心にさまざまな分野で、多様な用途に利用されています。

今後の最先端技術には欠くことができないカーボン源です。
高純度メタンは、半導体、宇宙ロケット燃料、超硬工具におけるコーティ

ング・複写機の感光ドラム、ダイヤモンド薄膜形成など、高度機能を要求

するさまざまな産業用途に幅広く利用されています。高純度メタンの純度

は、３Ｎ（純度 99.9％）から低温精密蒸留によって不純物を極限まで除去

した 6N（純度 99.999％）の超高純度メタンまで、お客さまのあらゆる

ニーズに対応して供給しています。

超硬工具 ◉超硬チップへの炭化チタン、炭化タングステン、炭化クロムなどのコーティング
半導体デバイス ◉低誘電率（low-k）層間絶縁膜の製造、ドライエッチングやパワー半導体の材料
感光体ドラム ◉シリコンカーバイド膜の製造
カーボン膜 ◉コーティングや各種保護膜（耐摩耗性、耐酸化性、耐湿性）の製造
ダイヤモンド薄膜 ◉高機能半導体への利用
標準ガス ◉高精度な分析に使用する標準ガスの原料
試験 ◉ガスタービン、ガス燃焼機器等の試験用
宇宙ロケット ◉次世代宇宙ロケット燃料

50ℓシリンダー×25本
（充填圧力最大 19.6MPa）

シリンダー

（左）495ℓ型容器
（右）175ℓ型容器

純度・使用量に合わせて、最適な荷姿でご提案します。

ガ　ス 液　体

10ℓ、47ℓ、50ℓ
（充填圧力最大19.6MPa）

カードル 液体超低温液化ガス容器 タンクローリー
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超高純度メタンの製造工程

原料ＬＮＧ
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超高純度メタン製造・充填設備

東京ガス（株）根岸LNG基地

シリンダー充填
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